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２月２日（木）に日本電子株式会社東京事務所１８階会議室（東京都千代田区大手町 2-1-1 大手町野

村ビル）において「固体ＮＭＲを用いた無機・非晶質材料の分析」をテーマとし、微細構造解析プラットフ

ォーム 2016年度第 2回地域セミナーが開催されました。 

 

セミナーでは、微細構造解析プラットフォームで利用している研究者（３名）・関連テーマの内部ユーザ

ー（２名）・装置開発者（１名）を講師としてお招きし、無機・非晶質材料の分析にテーマをしぼって建築材

料、核廃棄物処理、蛍光体、ガス吸着材料など、様々な応用例と期待されている新技術について紹介し

ていただきました。 

 

【日本電子株式会社東京事務所で行われたセミナーの様子】 

 

今回の地域セミナーは昨年度同じ場所で行われましたが、昨年度（固体NMR技術交流会との共同開

催）と異なり単独開催とし、テーマも無機・非晶質材料の分析に限定しての開催でしたが、大変盛況な集

いとなりました。聴講者は３０名でした。 


